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成果摘要： 

该项研究成果来源于：国家高技术研究发展计划(863计划) “高清晰度平板显示器”重大专项中的“全彩色有机发光有

源驱动技术的研究”课题，课题编号：2002AA303260。为满足人们完美视觉的需要，彩色化是高质量显示器的基本要

求。彩色膜在平板显示器实现彩色化中，起着重要的作用，广泛应用于彩色液晶显示器中。通常在LCD中，常使用的电

极结构是在ITO上涂覆彩色膜。彩色膜一定的绝缘性，将使LCD显示器的驱动电压有所增大，从而导致功耗增加、液晶

的响应速度减低等问题。对于如OLED这样的电流型发光器件，ITO电极必须与发光器件直接相接。基于LCD和OLED对

彩色膜的要求以及微加工工艺的可行性和兼容性，提出在彩色膜上室温直接沉积ITO透明导电膜及微细加工技术。该技

术成果使用直流磁控溅射方法，在室温下直接在已光刻成微小图形的彩色膜上沉积出粘附性良好的ITO透明导电薄膜。

选择优化的工艺条件，可溅射出多晶态的室温ITO，方块电阻为120欧姆/方块，对应450nm的蓝光、530nm的绿光、

630nm的红光的峰值透过率达到85％左右。采用脱膜(Lift-off)方法对ITO进行微细加工，以得到完整的ITO微图形。在有

源显示器件中，为避免彩色膜的显影液对铝电极造成腐蚀以及彩色膜制备后长时间的180℃烘烤使铝电极表面形成氧化

层的问题，对彩色膜光刻、坚膜及ITO与铝电极接触孔的刻蚀进行了流程次序的优化。该成果的主要创新性主要表现

在：在微彩色膜上室温直接沉积出粘附性良好的ITO透明导电膜，提出和前后工序兼容的制备和微细加工工艺流程，并

实现了在AM－LCD和AM－OLED平板显示的应用。委托高等学校科技项目咨询及成果查新中心天津大学工作站进行了

查新，经检索国内外的二十三个数据库和专业网站，国内外均未发现有与该课题技术特征完全相同的专利文献报道。该

技术在降低彩色LCD的驱动电压和功率消耗上有明显的作用，并在高性能低成本白光OLED彩色显示器中，具有很好的

应用价值。 
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